=» Radiometricky systém Optronic OL 750
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Systém umoZiuje provadét extrémné citlivd, komplexni, vSestranna a vysoce pfesna
spektroradiometricka a fotometricka méreni. VeSkera komunikace se systémem je

v ramci co nejvySsi presnosti provadéna pomoci pridruZené vypocetni techniky. Zafizeni
je vybaveno dvojitym monochromatorem a umoziuje provadét automatickou spektralni
analyzu, spektralni odezvu, zrcadlovou nebo diflzni odrazivost a spektralni propustnost.

Hlavni ¢asti systému je jiZ zminény dvojity monochromator. Sklada se ze dvou
pohyblivych hranolli a nékolika dalSich stérbin, pomoci pohybu hranolli je ze spektra
vybrana pouze ta slozka, kterou chceme zméfit. Vysoka presnost méreni, az 0,2 nm
je dana automatickou kalibraci a velmi pfesnou pouZitou optickou soustavou.
Systém OL 750 ma sv(ij vlastni fidici systém, ktery v redlném case kontroluje veskeré
procesy a obstarava komunikaci s okolim. Jako detektor zarenfi je pouzit specialni,
vysoce citlivy senzor na bazi GaAs a PbSe, ktery je opatfen vlastnim teplotné
kompenzaénim systémem. Soucasti je i promé&nné nastavitelny stabilizovany zdroj,
urceny pro napajeni kalibracniho svételného zdroje.

spektralni rozsah: 200 nmaz 30 ym
kalibrace: 200 aZz 750 nm

750 az 2200 nm
1900 az 6500 nm

detektor: kiemikovy (200 aZz 1100 nm)
PbSe (1000 aZ 5000 nm)
Sitka pasma: 1 nm (2 nebo 5 nm)
presnost méfeni: 0,2 nm (0,1)
vystupni zmé&fena veli€ina: W/cm’ nm
W/cm? srnm
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